Vysokoteplotní držák substrátů pro depozici vrstev
1. Konstrukce držáku kompatibilní s velmi vysokým vakuem (UHV) a s orientací směru depozice shora dolů;
2. Hlavní příruba držáku z nerezavějící oceli a o rozměrech odpovídajících standardu DN250ISO-CF;
3. Hlavní rotační průchodka těsněná pomocí magnetické kapaliny;
4. Nosič substrátů o průměru 4“ nebo 10 cm;
5. Systém ohřevu nosiče vzorků (až na teplotu 850 °C) kompatibilní s pracovní atmosférou obsahující O2 (maximální parciální tlak O2 je 1 Pa);
6. Kontinuální motorizovaná rotace nosiče vzorků (maximální rychlost alespoň 40 ot./min);
7. Možnost radiofrekvenčního či stejnosměrného předpětí na nosiči vzorků při jeho současné rotaci a ohřevu i při současně probíhající depozici;
8. Nastavitelná vzdálenost nosiče substrátů od terče v rozmezí 100 mm bez přerušení vakua;
9. Na míru přizpůsobená vzdálenost nosiče substrátů od hlavní příruby držáku (vzdálenost bude upřesněna později na základě konstrukce držáku substrátů);
10. Napájecí a ovládací jednotka pro ohřev vzorků;
11. Napájecí a ovládací jednotka pro rotaci vzorků;
12. Kabely a adaptéry potřebné pro správnou funkci držáku.
